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摘要(译)

一种双面显示装置，包括：透明基板以及像素阵列。像素阵列位于透明
基板上，其中每个像素包含至少一第一子像素及至少一第二子像素。第
一子像素包括由第一薄膜晶体管驱动的第一有机发光二极管，并具有遮
光层贴附于该第一有机发光一极管之上。第二子像素包括由第二薄膜晶
体管驱动的第二有机发光二极管，并具有遮光层形成于该透明基板与该
第二有机发光二极管之间。
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